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CRC Fast Dry Degreaser
Szybko schnacy bezchlorowy $rodek czyszczacy.

Szybko odparowujaca, silnie odttuszczajgca mieszanina rozpuszczalnikdw nie zawierajgca
1,1,1-trichloroetanu lub innych rozpuszczalnikdw chlorowych. CRC Fast Dry Degreaser szybko
penetruje i przenika brud, zanieczyszczenia i osady da usprawnienia pracy maszyn. Zwieksza
0g6lng sprawnos¢ urzadzen. Przeznaczony do zastosowan, w ktorych dopuszczalne jest uzycie
palnych rozpuszczalnikéw.

Wiasciwosci:
— Szybko rozpuszcza ttuszcze, oleje, smary, smofe i kleje.
— Efektywnie zmywa osady.
— Szybko odparowuje dla skrécenia przestojow.
— Zapewnia szybkie uruchomienie urzgdzen.
— Nie pozostawia osaddw.
— Stabilny, nie powoduje korozji i nie pozostawia plam.
— Bezpieczny dla wiekszosci plastikow, powtok i gumy (zrobic test przed uzyciem).

— Wyposazony w zawor 360° (mozliwos¢ uzycia w pozycji odwréconej) i rurke
przedtuzajaca dla dodatkowej wygody.

— Wypetniany niepalnym dwutlenkiem wegla CO,, puszka zawiera 97% aktywnego
produktu

Zastosowanie:
— Skrzynie biegéw
— tancuchy i kable
— Formy i matryce
— Sprezarki
— Sposdb uzycia
— Pompy
—  Silniki

— Narzedzia pneumatyczne
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— Hamulce i sprzegta
— Przenosniki

— Czedcii narzedzia

Sposdb uzycia

— Pola¢ obficie i pozwoli¢ aby nadmiar sptynat. Osuszy¢ powietrzem lub chtonng
Sciereczka. W razie potrzeby powtdrzyc.

— Uzy¢ rurki przedtuzajgcej, aby siegnag¢ w niedostepne miejsca.

— Po oczyszczeniu uzy¢ CRC 3-36 dla ochrony i smarowania.

— Przed uzyciem sprawdzi¢ czy produkt nie uszkadza czyszczonych plastikéw. Nie

stosowacé na delikatne urzadzenia elektroniczne takie jak magnetofony,

odtwarzacze CR, komputery, itp. ... Do tych zastosowan uzy¢ precyzyjnych srodkéw

czyszczacych CRC.

— Zapewnié wtasciwg wentylacje. Nie stosowac¢ do urzadzen pod napieciem.
Doktadnie wysuszyé urzgdzenie przed wtgczeniem.

— Karty charakterystyki (MSDS) zgodne z EU-Directive 93/112 dostepne sg dla

wszystkich produktéw CRC.

Dane techniczne

Wyglad bezbarwna ciecz, typowy zapach
Ciezar wtasciwy (w 20°C) 0.716 g/cm?3

Temperatury wrzenia 55-120°C

Gestos¢ par (powietrze = 1) 3

Temperatura zamarzania <-30°C

Szybkos¢ parowania (eter = 1) 2,8

Temperatura zaptonu (zamkniety tygiel) <0°C

Lepkos$¢ dynamiczna (w 20°C) 0,5 mPa.s

Napiecie powierzchniowe (w 25°C przybl.) 21 mN/m

Nieszkodliwos¢ dla plastikow zrobic prébe przed uzyciem (*)
Zawartos¢ sktadnikow nielotnych brak

Opakowania
aerozol : 12 x 500 ml
kanister : 4x5L
20L
200 L
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*Delikatne plastiki (np. polistyren, poliweglan,...) muszg by¢ sprawdzone przed uzyciem
produktu, szczegdlnie jesli wystepujg w nich naprezenia termiczne lub mechaniczne.

Ref. : 10071

Wszystkie dane przedstawione w tej karcie oparte sg na naszym doswiadczeniu i/lub testach
laboratoryjnych. Z powodu réznorodnosci urzadzen i warunkéw pracy oraz
nieprzewidywalnych zachowan ludzkich polecamy wczesniejsze przetestowanie produktu
przed uzyciem. Wszystkie informacje podane sg w dobrej wierze, ale bez zadnej gwarancji.

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej mogq ulec zmianie w
wyniku zmian prawnych, zmian skfadnikéw lub nowych doswiadczen. Ostateczna i
aktualna wersja Karty Technicznej moze by¢ przestana na zadanie, jest takze
dostepna na naszej stronie internetowej: www.crcind.com.

Zalecamy zarejestrowanie sie na tej stronie, aby w przysztosci automatycznie otrzymywac
uaktualnione wersje tej Karty Technicznej.
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